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Abstract (en)
[origin: WO8402359A1] In a heating chamber, continuous filaments are treated with saturated steam. The heating chamber is formed of two parts
(51, 52) of which the congruent surfaces are layed one on top of the other and delimit by means of a groove or bearing (54, 55) within said surfaces
a narrow filament channel (10). The closing as well as the heating of the chamber are carried out by directing the saturated steam to the parts
(51, 52) from the back. The superficial rear area which is impinged by the saturated steam is more important than the corresponding area situated
between both parts. The surfaces impinged by the saturated steam are preferably delimited by tight bands (25, 41). The parts may have a cylindrical
or parallelepipedic shape.

Abstract (fr)
Dans une chambre de chauffe, des fils continus sont traités à la vapeur saturée. La chambre de chauffe est formée de deux parties (51, 52) dont
les surfaces congruentes sont posées l'une sur l'autre et qui délimitent grâce à une gorge ou palier (54), (55) dans ces surfaces un canal de fil étroit
(10). On effectue la fermeture ainsi que le chauffage de la chambre de chauffe en dirigeant de la vapeur saturée sur les parties à partir de l'arrière.
La zone superficielle de l'arrière qui est frappée par la vapeur saturée est plus importante que la zone correspondante située entre les deux parties.
Les surfaces frappées par la vapeur saturée sont de préférence délimitées par des bandes étanches (25), (41). Les parties peuvent avoir une forme
cylindrique ou parallélépipédique.
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